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Wall: Silken White_White Linus_Silver Linus_Breakfast Decor 31,6x95,3 cm   Floor: Isen Grey Natural  100x100 cm 



96

Silken White/Flag/Linus 31'6x95'3x1,10 cm m2 44 52,8 1,2 4 1136,924 25,521

Silken Gold/Silver/Copper 31’6x95’3x1,10 cm pz 21 18,963 0,903 3 426,482 19,642

Patchwork Decor 31’6x95’3x1,10 cm pz 21 18,963 0,903 3 426,482 19,642

Breakfast Decor 31’6x95’3x1,10 cm pz 21 18,963 0,903 3 426,482 19,642

Within Gold/Silver Lista 1'5x95'3 cm pz 36 9,252 0,257 18 175,784 4,494

Gear Lista 1,5x95,3 cm pz 36 51,48 1,43 100 408 10,95

Force Copper Lista 1'5x95'3 cm pz 36 51,48 1,43 100 393,656 10,546

Clio Copper Lista 1x95'3 cm pz 36 6,876 0,191 20 166,856 0,4246

Sincro 31,6x31,6x0,85 cm m2 62 62 1 10 1139 18,14

Primary 29,5x29x5x1 cm m2 72 50,11 8,696 8 1123 15,42

Series Format&Thickness Unit Boxes/Pallet m²/Pallet m²/Box Pieces/Box Kg/Pallet Kg/Box

Silken White
31,6x95,3 cm           C-357

Silken White Linus 
31,6x95,3 cm           C-574

Silken White Flag 
31,6x95,3 cm           C-574

Silken Copper Linus 
31,6x95,3 cm           C-354

Silken Copper Flag 
31,6x95,3 cm           C-354

Silken Silver Linus 
31,6x95,3 cm           C-357

Silken Silver Flag 
31,6x95,3 cm           C-357

Silken Gold Linus 
31,6x95,3 cm           C-357

Silken Gold Flag 
31,6x95,3 cm           C-357

Clio Cooper Lista 
1x95,3 cm                  C-340

Force Cooper Lista 
1,5x95,3 cm                  C-343

Gear Lista 
1,5x95,3 cm                  C-240

Within Gold  - Silver Lista 
1,5x95,3 cm                  C-340

31,6x95,3 cm - 12,44”x37,52”

Silken

         Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a fi eld in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, 
inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized 
metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface. Advantages: High resistance to 
abrasion and scratches; much higher than metals applied by fi ring.As a general rule, any non-agressive, 
pH neutral product have to be used.
Do not mix pieces from diff erent lots.
El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de 
átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superfi cie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación 
de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir. Ventajas: Mayor resistencia al rayado y 
a la abrasión que los metales aplicados por cocción. Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos 
no agresivos con pH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.


